
 

Príloha č. 1 

 

Návrh na plnenie kritérií 

 

1.Verejný obstarávateľ 

 

Názov:    Stredná odborná škola polygrafická     

So sídlom: Račianska 190, 835 26 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Roman Šíp, PhD.,  riaditeľ školy 

Tel.: 02/49209220 

IČO: 00894915 

IČ DPH:         SK2020325186 

 
2.Uchádzač 

 

Názov:         

So sídlom:  

Štatutárny zástupca:  

Tel.:  

IČO:  

IĆ DPH: 

Kontaktná osoba uchádzača: 

 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponuky: 

- najnižšia cena zákazky  (dodanie celého predmetu zákazky v EUR vrátane DPH) 

 „Dodanie ofsetových tlačových platní a chémie“ 

 

 

        

 



Špecifikácia predmetu plnenia: 
 

„Dodanie ofsetových tlačových platní a chémie“ 

 

- Pozitívne pracujúce termálne ofsetové platne vo formáte 650x530x0,27, 

- Pozitívne pracujúce termálne ofsetové platne vo formáte 745x605x0,27, 

- Pozitívne pracujúce termálne ofsetové platne vo formáte 400x510x0,15, 

- Chémiu pre spracovanie pozitívne pracujúcich termálnych ofsetových platní. 

 

P. č. Názov položky 

Predpokladané 

množstvo 

počas trvania 

rámcovej 

dohody  

Cena  

bez DPH 

€/ks 

Cena za 

predpokladané 

množstvo 

počas trvania  

rámcovej 

dohody  

(bez DPH €) 

Sadzba 

DPH  

(%) 

Výška 

DPH  

(€) 

Celková cena za 

predpokladané 

množstvo počas 

trvania rámcovej 

dohody  

(€ s DPH) 

1. 
Pozitívne pracujúce termálne ofsetové 

platne vo formáte 650x530x0,27 
5.000 ks     

 

2. 
Pozitívne pracujúce termálne ofsetové 

platne vo formáte 745x605x0,27 
1.100 ks     

 

3. 
Pozitívne pracujúce termálne ofsetové 

platne vo formáte 400x510x0,15 
100 ks     

 

4 Vývojka 60 ks     
 

5 Guma 40 ks     
 

Cena celkom za dodanie predmetu zákazky (€)  €  € 
€ 

 

Uchádzač musí preukázať plnenie nasledujúcich požiadaviek verejného obstarávateľa: 

- 10 rokov aktívneho pôsobenia na trhu. 

- Kompatibilitu ofsetových platní s CTP zariadením a tlačovými strojmi. 

- Technickú špecifikáciu vývojky s podmienkou absencie silikátov. 

- Rýchlosť vyvolania pozitívne pracujúcich termálnych ofsetových platní do 16 sekúnd. 

 

 

 

Spracoval: .............................................. 

 

V ................................., dňa .................... 


